












































































专利名称(译) 用于厚膜介电电致发光显示器的阻挡层
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摘要(译)

本发明提供了一种新颖的厚膜介电电致发光显示器的子结构和一种包括这种子结构的厚膜介电电致发光显示器。该子结构包括一个
在基板和厚膜介电层之间的阻挡层。阻挡层关于基板和厚膜介电层具有化学惰性，并且阻挡层抑制至少一种化学物质扩散穿过那
里。这种子结构为厚介电层产生了较高的电容，其提供了较高的显示亮度和减小了厚介电层的介电击穿的趋势。阻挡层允许使用低
成本的基板，例如玻璃。
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